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13/03/2015-18/04/72018  Laurea magistrale in Fisica (110/110)
Rilasciato il 18/04/2018, diploma n. 321436

Universita di Pisa, Pisa (ltalia)

Corsi di fisica della materia: otfica quanfistica, laboratorio di ottica quantistica, struttura della materia I,
sistemi complessi, fisica dello stato solido, fisica dei dispositivi fotonici, fisica delle superfici e
inferfacce. Al corst: astrofisica, fisica statistica

Aftivitd sperimentali neli'ambito del corso di laboratorio di oftica quantistica: interferometro Fabry-Perot,
interferometro di Michelson, fibre ottiche, kaser a diodo, olografia, generazione di seconda anmonica e
upconversion in cristalli drogati con feme rare.

Tesi sperimentals: "Progetiazione, fabbricazions e caratterizzazione di Laser a Cascata Quantica a
banda larga nel teraheriz”, sotto la supenvsione della Dottssa Miiam S. Vitiello presso il laboratorio
NEST di Pisa.

12/09/2011-12/03/2015  Laurea in Fisica (104/110)
Rilasciato in data (09/04/2015, diploma n. 293778

Universita di Pisa, Pisa (talia)
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Linguamadre  italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO |PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto { Lettura | Interazione  : Produzioneorale |
inglese . Cc2 €2 ' 1 C1 C1
Livell: A1 e A2 Ltenta basa - B1 & B2: Litente autonomo - C1 8 C2: Uients avanzato
Quadro Comune Eumpen di Riferdimento delle Einaue

Competenze professionali  Esperienza nella micro-fabbricazione di dispostivi a semicondutiore, presso la camera pulita (ISO 6)
del laboratorio NEST di Pisa, utilizzando macchineftecniche quali:

» Fotolitografia UV

= Deposiziche termica di metalli

+ Etching chimico in fase liquida

= Etehing chimico assistito da plasma: Inductively Coupled Plasma-Reactive lon Etching (ICP-RIE}
- Wafer bonder

»  Microsaldaturs a ultrasuoni

» Profilometro a punta

PISA, O6/11/r018
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17/6/18

Esperienza nellolfica terahertz presso il laboratoric NEST per la caratterizzazione elettica, oficae
spettrale dei dispositivi fabbricati durante la tesi di laurea, tra cui esperienza con:

* Strumentazione elettrica da lahoratorio: oscilloscopi, generatori di impulsi, generator di funzioni,
alimentatori a basso rumore, analizzator di spettro, amplificator lock-in

* Detector di radiazione pircelettrici, bolometrici e powsr mater
»  Spetirometro infrarosso a trasformata di Fourier (FTIR)

= Sistemi criogenici: criostati e pompe da vuoto, eryocooler & dircuito chiuso ad efio liquido, liquidi
criogenidi (elio liquido, azoto liquido)

Competenze digitali ' ' AUTOVALUTAZIONE
Elaboraziona | . . . . . . | i i
: _ Creazione di : . Risohkizione di
delle i Comunicazions Contenuti Sicurezza problemi

in_fonnazioni '

|
Utente autonomo | Utente autonomo | Utente autonomo | Utente autonomo |l Utente autonomo
! ' |

Com dicitali - Scheda per Fautovakitazione

« Linguagyi di programmazione: C

«  Sistemi operativi; Windows, Linux

» Software di analisi dafi: Gnuplot, Easyplof, MATLAB

* Metodo degli slement finiti: COMSOL Muttiphysics

«  Microsoft Office {word, excel, powerpoint) & OpenOffice, LaTeX
* Software di spettroscopia: Omnic, OPUS

PLSA, 06/11/ 1018
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(*) ai sénsi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A.
in ordine a stati, qualitd personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e'i gestori di pubblici. servizi, i certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sosmattve di certificazione o dall’atto di notonetd di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 ' '

N.B:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

2) Alleg'are alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identita personale in corso di \;alidita

-~ 3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere |dent1ﬁcate correttamante con i singoli-

element] dl riferimento (esempio data, protocollo, titolo pubbltcazione ece...).

: _4) Il CNR, ai sensi dell'art 71 e per glt effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28!12!2000 e successive
modifi che ed integrazioni, effettua il controllo su[la verldlclta delle dichiarazioni sostitutive.

* 8) La normativa sulle dlchlarazmm sostitutive sl appllca al clttad:n: italiani e del'U nlone Europea

6) I cittadini di Stati non appartenent] all‘Umone regolarmente sogg[omantl in ltalia, possono utallzzare le
dichiarazioni sostifutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualita
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
. contenute nelle leggi e nei regolamenti concementi la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.,
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenﬂ all'Unicne autorizzati a soggiomare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazjoni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse awenga in
appllcazmne di convenzioni mtemazronall fra I’Italla e il Paese dl provemenza del dichiarante,

Pisa: Piazza San Sitvestro 12, 1-56127 F'lsa Italy, tel. (+39)060509-418, fax -417 (d:rezione)
Modena V'ia Campi 213A, 41125 Modena tel+38-0592066-629, fax -66

Umté trasversale dl supporto Corso Perrone 24 16152 Genova, tel. (+39)01065-88750, fax -05302
- Partita VA IT 0211831 1006 C.F. 30054330536




